




























































专利名称(译) 显示装置，其制造方法以及电子设备
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摘要(译)

一种显示装置，包括反射电极;透明电极;分区;在隔板和透明电极上形成EL层;在EL层上形成半透射电极;和半透射电极上的着色层。
形成发光区域以与透明电极，EL层，半透射电极和着色层重叠。形成非发光区域以与透明电极，隔板，EL层和着色层重叠。形成
非发光区域以围绕发光区域。调节透明电极的光学长度和EL层的光学长度之和，以满足增强着色层颜色的光的微腔的条件。调节非
发光区域中的隔板的光学长度以减弱通过着色层入射的外部光。
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